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ไดโอดเลเซอร์์แบบปร์ับความยาวคล่�นได้
เพื่่�อการวััดค่่า NH3 และ H20%
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ปร์ะสิทิธิิภาพสิงูสิดุในการ์ตร์วจวดั 
แอมโมเนยีและนำ�า
เค่ร่�องวัเิค่ราะห์์ NH3 และ H2O สำำาห์รบั 
การใช้้งานที่่�ท้ี่าที่าย เค่ร่�อง GPro 500  

ให้์ผลการวััดการรั�วัไห์ลและการสำะสำมของ 
แอมโมเนย่ท่ี่�เช้่�อถ่ือได้

ค่าใช้้จ่ายในการ์บำาร์ุงร์ักษา 
และการ์ดำาเนินงานตำ�า
เค่ร่�องวัิเค่ราะห์์ก๊าซแอมโมเน่ยและนำ�าร่่นน่� 
ได้รับการออกแบบมาเพื่่�อสำามารถืใช้้งาน 
ได้ในแห์ล่งกำาเนิด โดยไม่ต้้องม่ระบบปรับ 
สำภาวัะที่่�ต้้องการการบำาร่งรักษา ซ่�งช้่วัยลด 
ต้้นที่่นโดยรวัมสำำาห์รับเจ้้าของกิจ้การ

การ์ติดตั�งที�ง่ายดาย
GPro 500 เป็นเค่ร่�องวัิเค่ราะห์์ก๊าซ TDL  
ค่่ณภาพื่สำูงที่่�ไม่ต้้องการการจ้ัดวัางต้ำาแห์น่ง  
ห์มายค่วัามวั่าค่วัามย่่งยากโดยที่ั�วัไปในการ 
ต้ิดต้ั�งและการจ้ัดต้ำาแห์น่ง TDL นั�นลดลง 
อย่างมาก

ออกแบบมาสิำาหร์ับการ์ใช้้งาน 
ที�ท้าทาย
GPro 500 นั�นสำามารถืกำาห์นดค่่าได้ ช่้วัยให้์ 
ระบบต้รวัจ้วัดัของเค่ร่�องวัเิค่ราะห์์ก๊าซ 
แอมโมเนย่สำามารถืใช้้กับอป่กรณ์ติ้ดตั้�ง 
ในกระบวันการมากมายห์ลายประเภที่ 
เพื่่�อต้อบสำนองค่วัามต้้องการในการต้ดิตั้�ง 
ที่่�ห์ลากห์ลาย รวัมถืง่ท่ี่อท่ี่�มเ่ส้ำนผ่านศููนย์กลาง 
ต้ั�งแต่้ 50 มม. ถืง่มากกว่ัาห์น่�งเมต้ร 

สิเปกโตร์มิเตอร์ ์GPro 500 TDL
เพื่่�อการต้รวัจ้สำอบ NH3 ppm และ H2O% 

เค่ร่�องวัิเค่ราะห์์ก๊าซแอมโมเน่ยและน้ำา GPro™ 500  
เป็นเค่ร่�อง TDL สำเปกโต้รมิเต้อร์เฉพื่าะที่่�ออกแบบมา 
สำำาห์รับการต้รวัจ้วััดแอมโมเน่ยสำะสำมโดยต้รง และใช้ ้
ในการต้รวัจ้วััดการรั�วัไห์ลของแอมโมเน่ย ซ่�งใช้้การ 
ออกแบบลำาแสำงเลเซอร์ที่่�ม่ที่างเดินแสำงพื่ับไปมา  
เพื่่�อการต้รวัจ้สำอบที่่�แม่นยำาและม่ค่่าบำาร่งรักษาต้่ำา

สำเปกโต้รมิเต้อร์น่�ได้รับการปรับปร่งให้์ม่ประสิำที่ธิภาพื่สูำงส่ำด 
เพื่่�อการใช้้งานในกระบวันการ deNOx ซ่�งจ้ำาเป็นในการ 
ต้รวัจ้สำอบระดับค่วัามเข้มข้นต้่ำาของ NH3 ที่่�อ่ณห์ภูมิสำูง  
(300 ถื่ง 400°C) และในสำภาวัะที่่�ม่ปริมาณค่วัามช้่�นสำูงสำ่ด  
40% เม่�อใช้้ร่วัมกับอ่ปกรณ์ต้ิดต้ั�งห์ัวัโพื่รบแบบฟิลเต้อร์  
เค่ร่�องสำามารถืให์้การวััดค่่าที่่�เสำถื่ยรแม้ในที่่�ที่่�ม่กระแสำก๊าซ 
ที่่�ม่ฝ่่น

เค่ร่�องวัิเค่ราะห์์ก๊าซ GPro 500 NH3 ได้รับการต้ิดต้ั�ง 
ในแห์ล่งกำาเนิด ดังนั�นค่่ณจ้ะได้รับการต้อบสำนองอย่าง 
รวัดเร็วัโดยไม่ต้้องปรับสำภาวัะต้ัวัอย่าง ซ่�งเป็นที่างเล่อก 
ที่่�น่าเช้่�อถื่อและค่่้มค่่าเม่�อเที่่ยบกับเที่ค่โนโลย่ซ่�งม่ระบบสำกัด 
และปรับสำภาวัะที่่�จ้ำาเป็นต้้องม่การบำาร่งรักษา
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ต้ัวัอย่างการต้ิดต้ั�งอ่ปกรณ์ต้ิดต้ั�งประเภที่ห์ัวัโพื่รบแบบฟิล
เต้อร์สำำาห์รับ GPro 500

ข้้อมูลทางเทคนิคข้องเคร์่�องวิเคร์าะห์ NH3 ppm และ H2O % GPro 5001):

ก๊าซที�วัดได้ แอมโมเนย่และนำ�า (NH3 และ H2O)

ข้ีดจำากัดการ์ตร์วจวัดข้ั�นตำ�า 0.4 ppm-v (NH3)1); 1 ppm-v (NH3 ที่่� 400°C  
ที่่�ม่ค่วัามเข้มข้น H2O เที่่ากับห์ร่อต้ำ�ากวั่า 40%)
1,000 ppm (H2O)

ช้่วงการ์วัด 0 – 1% (NH3)
0 – 40% (H2O)

ความแม่นยำา 2% ของค่่าที่่�อ่านได้ห์ร่อ ±0.4 ppm แล้วัแต้่วั่าค่่าไห์นสำูงกวั่า (NH3)1); 
±1 ppm-v (NH3 ที่่� 400°C ที่่�ม่ค่วัามเข้มข้น 
H2O เที่่ากับห์ร่อต้ำ�ากวั่า 40%); 5% ของค่่าที่่�อ่านได้ห์ร่อ  
±1,000 ppm, แล้วัแต้่วั่าค่่าไห์นสำูงกวั่า (H2O)

ภาวะเช้ิงเสิ้น ด่กวั่า 1%

ความละเอียด 0.1 ppm-v (NH3)
1,000 ppm (H2O)

การ์เบี�ยงเบน เล็กน้อย (< 2% ของช้่วังการต้รวัจ้วััดระห์วั่างช้่วังเวัลา 
ในการบำาร่งรักษา)

อัตร์าการ์สิุ่มตัวอย่างตร์วจ
สิอบ

2 วัินาที่่

เวลาตอบสินอง (T90) NH3 ใน N2 1% ถื่ง 0% ในเวัลา < 10 วัินาที่่

ความสิามาร์ถในการ์ทำาซำ�า 2 % ของค่่าที่่�อ่านได้ห์รอ่ 0.4 ppm แล้วัแต่้ว่ัาค่่าไห์นสูำงกว่ัา (NH3)
5 % ของค่่าที่่�อ่านได้ห์ร่อ 1,000 ppm แล้วัแต้่วั่าค่่าไห์นสำูงกวั่า (H2O)

ช้่วงแร์งดันในกร์ะบวนการ์ 0.8 bar – 3 bar (abs)

ช้่วงอุณหภูมิในกร์ะบวนการ์ 0 – 250°C มาต้รฐาน 
0 – 600°C พื่ร้อมแผงกั�นค่วัามร้อนเพื่ิ�มเต้ิม
0 – 150°C พื่ร้อมต้ัวักรอง PFA ห์ร่อ PTFE

ความยาวทางเดินแสิง 50 มม. – 800 มม., ข่�นกับอ่ปกรณ์ต้ิดต้ั�ง

1) ภายใต้้สำภาวัะมาต้รฐาน (ค่วัามยาวัที่างเดนิแสำง 1 ม., มาต้รฐาน p, T, ไม่มฝ่่น่ห์รอ่อนภ่าค่)

 www.mt.com/NH3-H2O-Analyzer

ข้้อดีข้องอุปกร์ณ์ติดตั�งหัวโพร์บ 
แบบฟิิลเตอร์์ 

• การวััดค่่าม่ค่วัามเสำถื่ยร
• ระบบโบลวั์แบ็ค่อัต้โนมัต้ิ
• บัมพื่์เที่สำต้์ในแห์ล่งกำาเนดิ

 www.mt.com/Filter-Probe-Adaption

อุปกร์ณ์ติดตั�งหัวโพร์บ GPro 500 สิำาหร์ับกร์ะแสิก๊าซที�มีฝุุ่�น

http://mt.com/pro
https://www.mt.com/NH3-H2O-Analyzer
http://www.mt.com/Filter-Probe-Adaption

